
































专利名称(译) 有机电致发光显示装置及其修复方法

公开(公告)号 CN1838426B 公开(公告)日 2011-04-13

申请号 CN200610058581.X 申请日 2006-03-22

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立显示器

申请(专利权)人(译) 株式会社日立显示器

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立显示器

[标]发明人 梶山宪太
佐藤敏浩
德田尚纪

发明人 梶山宪太
佐藤敏浩
德田尚纪

IPC分类号 H01L27/32 H05B33/12 H05B33/10

CPC分类号 H01L51/50 H01L2251/568 H01L27/3244

审查员(译) 周江

优先权 2005081625 2005-03-22 JP

其他公开文献 CN1838426A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种通过断开引起缺陷像素的漏电部位使之不会流过电流而
能将缺陷像素修复为发光像素的有机发光显示装置及其缺陷像素的修复
方法。具体来讲，在主基板(SUB1)上形成的阳极(AD)和有机发光层
(OLE)之间具有剥离抑制层(EC)，在主基板(SUB1)和剥离抑制层(EC)之
间形成通过吸收激光(LE)而蒸发形成的空洞部，从而断开缺陷部位使之
不会流过电流，将黑点缺陷像素修复为发光像素。
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